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특허기술 분석방법 및 해석기법논단

1. 들어가는말

현재세계적으로년간약9 9 5만건(특·실) 이상의새

로운특허정보가발생하고있다.

이러한방대한특허정보를체계적으로해석하는것은

특허제도의본래목적인기술공개를통한산업발전의도

모라는취지를구체화시키는매우중요한작업이다. 특

허정보의조사및분석등사전활동은효율적인연구개발

의방향설정과기술도입, 협상력제고및필요기술만의

전략적도입을위한필수적요소로선진외국및국내대

기업에서는이를위해Patent Map을적극활용해오고

있다.

그러나, 일부기업에서는<표1 - 1 >에서나타나는바와

같이사전선행특허조사없이연구에착수하여시간및비

용에있어서결과적으로무용지물이된사례또한많이

나타나고있어R & D이전단계에서의선행기술조사는기

술개발에있어서는필수요건이다.

여기에서는특허정보분석방법이전에특허정보가가

지고있는일반적인요소에대해서우선설명하고, 기업

에있어서특허관리업무수행에필수적요소로급

부상하고있는Patent Map작성기법및종류에대

해서구체적으로설명하기로하겠다.

2. 특허정보와Patent Map

2.1 특허정보에대하여

홍성일
현재 한국발명진흥회 정보유통팀 팀장
1995. 11 산업재산권진단사업 기획/수행
1997. 2 지식재산권연구센터 설립기획
1999. 3 PM개발 및 보급사업 기획/운영
2002. 3 특허기술상품 e-Marketplace 기획/운영
2000~ 현재 정보유통팀 총괄기획 및 운영

본 논단은특허정보의 일반적인 요

소에 대해 설명하고, Patent Map

작성기법 및 종류에대해 구체적으

로 설명

<그림1-1> 주요국산업재산권( 4권) 출원 및 등록현황 <WIPO, 2000 단위:천건>

<표1-1> 사전 선행특허조사없이 결과적으로 무용지물이 된 사례

연 구개발

회 사 연 구 테 마
기존특허

기 간
비 용 참여연구원수

공개일자
(단위:백만원) (단위:명)

H 사 반도체패키지제조 8 9 . 8 . 1 8 89. 9 - 90. 9 (1년) 4 0 0 7

2 1”FST 1.7R 56.5. 8 85. 1 - 88. 11
1 9 5 3

S 사
0.6P CRT 69.9.10 ( 2년1 1개월)

고희도C P T용형광체
7 1 . 1 2 . 1 8 90. 4 - 91. 2

1 4 8 7
77.9.21 ( 1년2개월)

S 사 FLY BACK TRANSFORMER 8 9 . 1 1 . 6 90. 1 - 91. 1 (1년) 5 1 0 3

G 사 Storage Capacitor(a-Si TFT) 87.4.20 90. 1 - 91. 12 (2년) 5 0 0 8

Q 사 EMI 대책영상표시기의개발 8 7 . 1 1 . 2 0 88. 9 - 90. 9 (2년) 5 0 0 4

H 사 6 0 - 7 9밀리미터겸용걸쇠뭉치 86.1.14 87. 2 - 87. 12 (10개월) 3 5 6

O 사 새도우마스크제조방법 8 4 . 7 . 3
92. 7. 1 - 93. 9. 20  

2 2 8 4
( 1년3개월) 

G 사 문자광학판독장치 9 1 . 1 1 . 6 91. 11 - 92. 3 (5개월) 2 8

S 사
고희도3색L E D를 이용한 84.9.17 

90. 4 - 90. 6 (2개월) 1 1
교통신호등 89.12.11 

H연구소 도로요금무인부과시스템 88.8.19 89. 9 - 90. 1 (4개월) 1 . 5 2
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2.1.1 특허제도와특허정보

특허법제1조에는「이법은발명을보호·장려

하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진

하여산업발전에이바지함을목적으로한다」라고

표기되어있다.

또한특허법제6 4조 제①항에는「특허청장은

특허출원날로부터1년6월이경과했을때는등록

공고를한 것을제외하고그 특허출원에관하여

특허공보에게재하여출원공개를하여야한다」라

고표기되어있다.

즉특허제도는새로운기술을발명한자에게독

점적배타권을줘, 그기술을보호하는것이본래

의목적이아니라발명된기술을적극적으로공개

하여발명을장려하고그기술의이용을도모함으

로써궁극적으로는산업의발달, 기술의진보에

기여하는것이본래특허제도의목적이다.

출원으로부터1년6월이경과하면출원포기또

는 출원취하한것을제외하고출원된기술(발명)

이공시된다. 이것을「공개」라고말한다. 이때에

발행되는것이공개공보이다. 이공개에의해서

생기는특허정보는1 8개월전에이러한기술이고

안된것임을의미한다. 그때문에기술정보라말

한다.

이출원된발명은심사청구된것에대하여특허

청에서심사를받아그결과, 심사관이특별히거

절의이유를발견하지못했을때에는다시공시된

다. 이것을등록이라고한다. 그리고이때에특허

청에서발행하는것이등록공보이다. 이등록에

의해서생기는특허정보는일반적으로권리정보

라고한다.

2.1.2 특허정보의특징

특허정보의내용은말할필요도없이특허출원

시에제출된원서, 명세서및도면이다. 이들이그

대로복제된것( c o p y나 인쇄)을1차정보( 1차자

료, 1차문헌)라고한다.

1차자료를가공하여, 예를들면, 명세서전문을

요약한초록(抄錄)이나출원인, 발명자,「발명의

명칭」, 특허분류등의서지적사항만을나열하여

목차화한것을2차정보( 2차자료또는2차문헌)

라고한다.

1차자료나2차자료를기계적으로어떠한항목

으로정리한것, 예를들면출원인순차로나열한

것이나분류순차로정리한색인적인것이나내용

을 고도로분석가공한특허정보해석서등을3차

정보( 3차자료)라고한다.

이를도식화하면<표2 - 2 >와같다.

2.1.3 특허정보의요소

특허정보의내용물은특허명세서이므로특허

출원시의출원원서, 명세서, 도면이다. 거기에기

재되어있는서지사항, 기술내용이특허정보의요

소이다.

특허의경우에한정하여열거하면<표2 - 2 >와

같다.

또한특허정보의요소를내용적으로정리하면

<표2 - 3 >과같다

2.2 특허정보해석의의의

2.2.1 특허제도로부터

특허정보의발생이유는특허제도가있기때문

이다.

특허제도는새로운기술을발명한자를보호하

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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구 분 1차정보 2차정보 3차정보 기타정보

•특허공고 •한국특허영문초록( K P A ) •특허목록 •특허년보

•공개특허공보 •미국특허초록 •출원인·분류별색인 •국제특허분류표

•실용신안공보 •일본공개영문초록( P A J ) •특허속보 •특허분류색인

자 료 •공개실용신안공보 •D e r w e n t사발행각국 •산업재산권등록목록 •Catchword Index

•의장공보 특허초록등 •PFS, PCS, PAS, NDB •산재권관련논문및잡지

•상표공보 •마이크로필름

•특허관계심판결례집

특허의모든내용을
1차자료의서지적사항, 1차또는2차자료의 특허정보의조사방향설정

비 고
수록

명세서, 도면, 기술내용등 접근에용이 및특허제도를이해하는데

중요한내용만을초록화함 주로서지적사항가공수록필요한자료

<표2-2> 특허정보의분류

구 분 시간적 인 적 번호적 기술내용적 수 적 기 타

•출원일 •-출원인 •출원번호 •특허분류 •출원인수 •참고문헌

•공개일 •-발명자 •공개번호 •특허청구의범위 •발명자수 •인용문헌

•공고일 •공고번호 •목적 •분류수 •b r a n d

•종래기술 •c l a i m수 •국적

내 용 •결점, 문제점 •우선권관계

•해결수단

•구성

•작성

•효과

구 분 원 서 명세 서 도 면 기타(공개특허)

•출원인주소/성명 •발명의명칭 •전체구성 •출원일

•발명자주소/성명 •특허청구의범위 •부분구성 •출원번호

•발명의목적 •구성부품등 •공개일

•종래기술 •공개번호

•문제점, 결점 •특허분류

내 용 •수단 ( I P C , U P C , F - I , F - t e r m )

•구성 •심사청구의유무

•작용 •심사청구일

•실시예 •우선권관련요소

•효과

•도면의간단한설명

<표2-3> 특허정보의요소

<표2-2> 특허정보에서추출할 수 있는 사항
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특허출원날로부터1년6월이경과했을때는등록

공고를한 것을제외하고그 특허출원에관하여

특허공보에게재하여출원공개를하여야한다」라

고표기되어있다.

즉특허제도는새로운기술을발명한자에게독

점적배타권을줘, 그기술을보호하는것이본래

의목적이아니라발명된기술을적극적으로공개

하여발명을장려하고그기술의이용을도모함으

로써궁극적으로는산업의발달, 기술의진보에

기여하는것이본래특허제도의목적이다.

출원으로부터1년6월이경과하면출원포기또

는 출원취하한것을제외하고출원된기술(발명)

이공시된다. 이것을「공개」라고말한다. 이때에

발행되는것이공개공보이다. 이공개에의해서

생기는특허정보는1 8개월전에이러한기술이고

안된것임을의미한다. 그때문에기술정보라말

한다.

이출원된발명은심사청구된것에대하여특허

청에서심사를받아그결과, 심사관이특별히거

절의이유를발견하지못했을때에는다시공시된

다. 이것을등록이라고한다. 그리고이때에특허

청에서발행하는것이등록공보이다. 이등록에

의해서생기는특허정보는일반적으로권리정보

라고한다.

2.1.2 특허정보의특징

특허정보의내용은말할필요도없이특허출원

시에제출된원서, 명세서및도면이다. 이들이그

대로복제된것( c o p y나 인쇄)을1차정보( 1차자

료, 1차문헌)라고한다.

1차자료를가공하여, 예를들면, 명세서전문을

요약한초록(抄錄)이나출원인, 발명자,「발명의

명칭」, 특허분류등의서지적사항만을나열하여

목차화한것을2차정보( 2차자료또는2차문헌)

라고한다.

1차자료나2차자료를기계적으로어떠한항목

으로정리한것, 예를들면출원인순차로나열한

것이나분류순차로정리한색인적인것이나내용

을 고도로분석가공한특허정보해석서등을3차

정보( 3차자료)라고한다.

이를도식화하면<표2 - 2 >와같다.

2.1.3 특허정보의요소

특허정보의내용물은특허명세서이므로특허

출원시의출원원서, 명세서, 도면이다. 거기에기

재되어있는서지사항, 기술내용이특허정보의요

소이다.

특허의경우에한정하여열거하면<표2 - 2 >와

같다.

또한특허정보의요소를내용적으로정리하면

<표2 - 3 >과같다

2.2 특허정보해석의의의

2.2.1 특허제도로부터

특허정보의발생이유는특허제도가있기때문

이다.

특허제도는새로운기술을발명한자를보호하

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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구 분 1차정보 2차정보 3차정보 기타정보

•특허공고 •한국특허영문초록( K P A ) •특허목록 •특허년보

•공개특허공보 •미국특허초록 •출원인·분류별색인 •국제특허분류표

•실용신안공보 •일본공개영문초록( P A J ) •특허속보 •특허분류색인

자 료 •공개실용신안공보 •D e r w e n t사발행각국 •산업재산권등록목록 •Catchword Index

•의장공보 특허초록등 •PFS, PCS, PAS, NDB •산재권관련논문및잡지

•상표공보 •마이크로필름

•특허관계심판결례집

특허의모든내용을
1차자료의서지적사항, 1차또는2차자료의 특허정보의조사방향설정

비 고
수록

명세서, 도면, 기술내용등 접근에용이 및특허제도를이해하는데

중요한내용만을초록화함 주로서지적사항가공수록필요한자료

<표2-2> 특허정보의분류

구 분 시간적 인 적 번호적 기술내용적 수 적 기 타

•출원일 •-출원인 •출원번호 •특허분류 •출원인수 •참고문헌

•공개일 •-발명자 •공개번호 •특허청구의범위 •발명자수 •인용문헌

•공고일 •공고번호 •목적 •분류수 •b r a n d

•종래기술 •c l a i m수 •국적

내 용 •결점, 문제점 •우선권관계

•해결수단

•구성

•작성

•효과

구 분 원 서 명세 서 도 면 기타(공개특허)

•출원인주소/성명 •발명의명칭 •전체구성 •출원일

•발명자주소/성명 •특허청구의범위 •부분구성 •출원번호

•발명의목적 •구성부품등 •공개일

•종래기술 •공개번호

•문제점, 결점 •특허분류

내 용 •수단 ( I P C , U P C , F - I , F - t e r m )

•구성 •심사청구의유무

•작용 •심사청구일

•실시예 •우선권관련요소

•효과

•도면의간단한설명

<표2-3> 특허정보의요소

<표2-2> 특허정보에서추출할 수 있는 사항
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기위하여독점적배타권을부여하여기술개발을

장려하고, 그대가로발명의내용을공개토록함

으로써, 이러한기술공개가특허정보를발생시킨

다. 공개된수많은특허정보를체계적이고효과적

으로활용하는수단으로써특허정보해석의의의

가있다.

2.2.2 기술개발경쟁의원리로본 의의

자사의이익을최대로하기위하여소비자들이

강한매력을느끼는제품을개발하고제품에대한

창조적인신기술을특허출원하여독점권을확보

함으로써타사의경쟁을효율적으로제압하여최

대의이윤을가져올때특허는매우큰 기여를하

는것이다.

이와같이신기술개발을경쟁적으로함으로써

발생되는특허와특허정보를효율적으로활용하

기 위한수단으로써특허정보해석의의의가있

다.

2.2.3 특허정보가가진정보의의의

특허의내용에는발명의필수적목적과해결하

고자하는과제가들어있고, 또한발명을구성하

는기술적수단, 물체, 물질에대한발상( I D E A )이

포함되어있다.

2.2.4 특허정보의특징적형태로써의의

2.2.4.1 특허정보의일반적특징

(1) 통일된기재양식(명세서중에어디에무슨

내용이수록되어있는가를쉽게알수있음)

(2) 완벽한분류(모든특허공보를찾을필요없

이원하는일부의한정된분야의공보C h e c k에유

용하게사용)

(3) 엄선된최신의구체적정보(기술전개를시

간축으로분석하는시계열적기술분석에유용)

(4) 기술진보의흐름을따른다(특허정보는이

미정보의형태가정형화되어있고기본기술에서

시작하여시간적인기술전개의흐름이형성되어

있기때문에비교적용이하게정보를해석할 수

있다)

(5) 전기술분야

(6) 다량의정보량

2.3 Patent Map의종류

2.3.1 기술정보적활용

기술해결정보는특허부문에서이용하기보다

는 오히려기술부문의기술자, 연구자가일종의

기술주간지적인감각으로읽어가야할것이다.

이 공개특허정보에의해알 수 있는것을예를

들면, (1) 그기술에관해어떤아이디어가있는가

(2) 그기술의어디가요점인가(3) 그기술의문제

해결의방향성이나흐름은무엇인가(4) 어떤기

술테마에대한힌트를포착하고(5) 아이디어창

출방법, 포인트의포착방법을배우는등의활용법

이있다.

즉 기술개발의방향, 공백기술의유무, 대체기

술의가능성, 타기술분야의파급을살펴보고자하

는것이Patent technology map이다.

2.3.2 경영정보적활용

점정보를시계열정으로정리함으로써선정보

화하고다시그것을복합화하여면 정보화할수

있으므로, 이러한가공을기술적측면에서해석하

여만드는것이“기술분포표”나“기술동향표”라

고 하는“특허기술도표”로서이것을기업별, 제

품별, 용도별등으로분석함으로써기술력의비

교, 기술자수의추정, 신규참여분야의발견, 개발

중점기술, 개발p r o j e c t의실태, 신기술의신전개,

인재빼어가기대책, 특허전략등“기업동향”, “용

도개발동향”, “상품개발동향”, “연구개발인재동

향”을분석하는데도움이되는patent map을작

성할수있으며, 이것을patent manage map이라

고한다.

2.3.3 권리정보적활용

권리주장부분은“특허청구의범위”, “실용신안

등록청구의범위”( c l a i m )에 대부분기재되어있

다. 이클레임도표를만들어놓으면각특허권리

화정보의선행특허의유무, 권리관계, 신규성, 진

보성의판단이유용하다.

즉 권리관계를분석하는데도움이되는p a t e n t

m a p을 작성할수 있으며, 이것을patent claim

m a p이라고한다.

3. 특허정보의분석기법

3.1 전통적해석기법

특허정보를분석하는방법은( 1 )정량분석( 2 )정

성분석( 3 )상관분석의3가지로분석할수있을것

이다.

정량분석은특허정보를양적으로즉건수등으

로파악하는방법이다. 종류별, 기술별, 기업별, 발

명자별, 분류별등의항목에대해서출원건수를

시계열적으로플로트함에의해건수추이등을조

사하는것이여기에해당한다.

정성분석은특허정보가갖는기술내용에착안

하여그것을발명자나출원인등과조합시킴으로

써그기술분포나전개, 추이, 개발동향, 기술레벨,

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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구 분 정량분석 정성분석 상관분석

•각종건수추이분석 •기술발전도분석 •P o r t f o l i o분석

•다변화분석 •T e m p e s t분석 •신기술계수분석

•기술개발진도분석 •M a t r i x분석 •각종신장률분석

형 태
•g r o u p분석 •기술상관분석

•r a n k i n g분석 •기업상관분석

•n e w - e n t r y분석 •발명자상관분석

•특허s h a r e분석

•자사분석

<표3-1> 특허정보의해석에 적합한 분석수법

구 분 건수적인것 비율적인것 기타

•출원건수 •특허비율 •공고까지의일수

•발명자수 •(특허출원건수/특허+실용신안출원건수) •심사청구까지의일수

내 용
•분류수 •심사청구율

•출원인원수 •외국출원비율

•심사청구건수 •공고율

•특허사무소(변리사)수

<표3-2> 각종 건수추이분석에 쓰여지는 특허정보 항목
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기위하여독점적배타권을부여하여기술개발을

장려하고, 그대가로발명의내용을공개토록함

으로써, 이러한기술공개가특허정보를발생시킨

다. 공개된수많은특허정보를체계적이고효과적

으로활용하는수단으로써특허정보해석의의의

가있다.

2.2.2 기술개발경쟁의원리로본 의의

자사의이익을최대로하기위하여소비자들이

강한매력을느끼는제품을개발하고제품에대한

창조적인신기술을특허출원하여독점권을확보

함으로써타사의경쟁을효율적으로제압하여최

대의이윤을가져올때특허는매우큰 기여를하

는것이다.

이와같이신기술개발을경쟁적으로함으로써

발생되는특허와특허정보를효율적으로활용하

기 위한수단으로써특허정보해석의의의가있

다.

2.2.3 특허정보가가진정보의의의

특허의내용에는발명의필수적목적과해결하

고자하는과제가들어있고, 또한발명을구성하

는기술적수단, 물체, 물질에대한발상( I D E A )이

포함되어있다.

2.2.4 특허정보의특징적형태로써의의

2.2.4.1 특허정보의일반적특징

(1) 통일된기재양식(명세서중에어디에무슨

내용이수록되어있는가를쉽게알수있음)

(2) 완벽한분류(모든특허공보를찾을필요없

이원하는일부의한정된분야의공보C h e c k에유

용하게사용)

(3) 엄선된최신의구체적정보(기술전개를시

간축으로분석하는시계열적기술분석에유용)

(4) 기술진보의흐름을따른다(특허정보는이

미정보의형태가정형화되어있고기본기술에서

시작하여시간적인기술전개의흐름이형성되어

있기때문에비교적용이하게정보를해석할 수

있다)

(5) 전기술분야

(6) 다량의정보량

2.3 Patent Map의종류

2.3.1 기술정보적활용

기술해결정보는특허부문에서이용하기보다

는 오히려기술부문의기술자, 연구자가일종의

기술주간지적인감각으로읽어가야할것이다.

이 공개특허정보에의해알 수 있는것을예를

들면, (1) 그기술에관해어떤아이디어가있는가

(2) 그기술의어디가요점인가(3) 그기술의문제

해결의방향성이나흐름은무엇인가(4) 어떤기

술테마에대한힌트를포착하고(5) 아이디어창

출방법, 포인트의포착방법을배우는등의활용법

이있다.

즉 기술개발의방향, 공백기술의유무, 대체기

술의가능성, 타기술분야의파급을살펴보고자하

는것이Patent technology map이다.

2.3.2 경영정보적활용

점정보를시계열정으로정리함으로써선정보

화하고다시그것을복합화하여면 정보화할수

있으므로, 이러한가공을기술적측면에서해석하

여만드는것이“기술분포표”나“기술동향표”라

고 하는“특허기술도표”로서이것을기업별, 제

품별, 용도별등으로분석함으로써기술력의비

교, 기술자수의추정, 신규참여분야의발견, 개발

중점기술, 개발p r o j e c t의실태, 신기술의신전개,

인재빼어가기대책, 특허전략등“기업동향”, “용

도개발동향”, “상품개발동향”, “연구개발인재동

향”을분석하는데도움이되는patent map을작

성할수있으며, 이것을patent manage map이라

고한다.

2.3.3 권리정보적활용

권리주장부분은“특허청구의범위”, “실용신안

등록청구의범위”( c l a i m )에 대부분기재되어있

다. 이클레임도표를만들어놓으면각특허권리

화정보의선행특허의유무, 권리관계, 신규성, 진

보성의판단이유용하다.

즉 권리관계를분석하는데도움이되는p a t e n t

m a p을 작성할수 있으며, 이것을patent claim

m a p이라고한다.

3. 특허정보의분석기법

3.1 전통적해석기법

특허정보를분석하는방법은( 1 )정량분석( 2 )정

성분석( 3 )상관분석의3가지로분석할수있을것

이다.

정량분석은특허정보를양적으로즉건수등으

로파악하는방법이다. 종류별, 기술별, 기업별, 발

명자별, 분류별등의항목에대해서출원건수를

시계열적으로플로트함에의해건수추이등을조

사하는것이여기에해당한다.

정성분석은특허정보가갖는기술내용에착안

하여그것을발명자나출원인등과조합시킴으로

써그기술분포나전개, 추이, 개발동향, 기술레벨,

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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구 분 정량분석 정성분석 상관분석

•각종건수추이분석 •기술발전도분석 •P o r t f o l i o분석

•다변화분석 •T e m p e s t분석 •신기술계수분석

•기술개발진도분석 •M a t r i x분석 •각종신장률분석

형 태
•g r o u p분석 •기술상관분석

•r a n k i n g분석 •기업상관분석

•n e w - e n t r y분석 •발명자상관분석

•특허s h a r e분석

•자사분석

<표3-1> 특허정보의해석에 적합한 분석수법

구 분 건수적인것 비율적인것 기타

•출원건수 •특허비율 •공고까지의일수

•발명자수 •(특허출원건수/특허+실용신안출원건수) •심사청구까지의일수

내 용
•분류수 •심사청구율

•출원인원수 •외국출원비율

•심사청구건수 •공고율

•특허사무소(변리사)수

<표3-2> 각종 건수추이분석에 쓰여지는 특허정보 항목
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기술참여상황등을조사하는것이다.

상관분석은( 1 )과( 2 )의조합또는( 1 )에있어서

각 데이터의조합에의해어떤비율이나계수를

구하여거기에게재된상관관계나법칙등을추구

하는방법이다.

3.2 각종Patent Map분석기법

3.2.1 각종건수추이분석

「추이」라고말하는경우는반드시시간축이존

재한다. 직교좌표는일반적으로년도, 월등을가

로축에기입하고세로축은건수등을기입한다.

건수로가장일반적으로쓰여지는것은출원건수

이다. 이밖에도다양한것이있으므로열기해본

다.

이것들에의해서출원개인별, 분류별, 발명자

별로추이를분석할수가있다. 예를들면출원인

건수의추이에관해서이면아래표기된것 같은

것을작성할수있다.

(1) 全출원인에관해서

•출원개인별출원건수추이

•분류별출원건수추이

•발명자별출원건수추이

(2) 1출원인에관해서

•분류별출원건수추이

•발명자별출원건수추이

그림3 - 1은 출원개인별출원건수추이의예이

다. 이그림에서A사는급격히출원을늘리고있

는것, B사는반대로출원건수가해마다감소하고

있는것, C사는서서히출원이증가하고있는것을

알수있다.

그림3 - 2는출원개인별특허비율추이이다. 특

허비율은아래표기된식으로산출한다.

이비율이높다는것은기본기술이많든지기초

적 연구의성과가많다는것이다. 이비율이낮다

는것은응용연구, 응용개발, 실용연구가많다는

것이다.

또한상기의추정은특허가실용신안에비해고

도한것이라고하는특허법의취지에따라충실히

해석한경우이지만현실적으로는특허1개, 실용

신안1개로출원할방침을잡고있는곳도있어주

의가필요하다.

그림3 - 3은출원개인별특허사무소수(數)추이

이다. 이그림에서A사는매년다수의사무소에

일정하게출원을의뢰하고있다. B사는해마다사

무소수를늘리고있고, C사는사무소와거래를적

게하여결국에는자사출원으로바꾼것을알 수

있다.

그림3 - 4은 출원심사청구율추이이다. 이그림

에의하면B사의출원심사청구율이매우낮다는

것, C사는일정한높은심사청구율을유지하고있

는것을알수있다.

3.2.2 다각화분석

어떤기업의다각화상황을분석하는1개의방

법으로써특허분류를이용하는것이다. 어떠한분

류에어느정도의건수를출원하고있는가에관해

서 분석함으로써어떤분야에진출하고있고그

몫의기술개발에어느정도의p o w e r가투입되어

있는가를분석하는것이가능하다.

그림3 - 5는어떤1사에관해서다각화를분석하

는방법을나타낸것이다. 국제특허분류의A에서

H의8개의s e c t i o n별로과거5년간의출원동향을

볼수있다.  

또한다각화의상황을수량적으로보는간결한

방법은분류수를계산하는것이다. 분류수가많은

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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특허비율=                                                     ×1 0 0 ( % )
특허출원건수

특허출원건수+실용신안출원건수

<그림3-1> 출원인별출원건수 추이 <그림3-2> 출원인별특허비율 추이

<그림3-3> 출원인별특허사무소 추이 <그림3-4> 출원인별심사청구율 추이 <그림3-5> 다각화분석 <그림3-6> 다각화분석(분류수의경우)
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기술참여상황등을조사하는것이다.

상관분석은( 1 )과( 2 )의조합또는( 1 )에있어서

각 데이터의조합에의해어떤비율이나계수를

구하여거기에게재된상관관계나법칙등을추구

하는방법이다.

3.2 각종Patent Map분석기법

3.2.1 각종건수추이분석

「추이」라고말하는경우는반드시시간축이존

재한다. 직교좌표는일반적으로년도, 월등을가

로축에기입하고세로축은건수등을기입한다.

건수로가장일반적으로쓰여지는것은출원건수

이다. 이밖에도다양한것이있으므로열기해본

다.

이것들에의해서출원개인별, 분류별, 발명자

별로추이를분석할수가있다. 예를들면출원인

건수의추이에관해서이면아래표기된것 같은

것을작성할수있다.

(1) 全출원인에관해서

•출원개인별출원건수추이

•분류별출원건수추이

•발명자별출원건수추이

(2) 1출원인에관해서

•분류별출원건수추이

•발명자별출원건수추이

그림3 - 1은 출원개인별출원건수추이의예이

다. 이그림에서A사는급격히출원을늘리고있

는것, B사는반대로출원건수가해마다감소하고

있는것, C사는서서히출원이증가하고있는것을

알수있다.

그림3 - 2는출원개인별특허비율추이이다. 특

허비율은아래표기된식으로산출한다.

이비율이높다는것은기본기술이많든지기초

적 연구의성과가많다는것이다. 이비율이낮다

는것은응용연구, 응용개발, 실용연구가많다는

것이다.

또한상기의추정은특허가실용신안에비해고

도한것이라고하는특허법의취지에따라충실히

해석한경우이지만현실적으로는특허1개, 실용

신안1개로출원할방침을잡고있는곳도있어주

의가필요하다.

그림3 - 3은출원개인별특허사무소수(數)추이

이다. 이그림에서A사는매년다수의사무소에

일정하게출원을의뢰하고있다. B사는해마다사

무소수를늘리고있고, C사는사무소와거래를적

게하여결국에는자사출원으로바꾼것을알 수

있다.

그림3 - 4은 출원심사청구율추이이다. 이그림

에의하면B사의출원심사청구율이매우낮다는

것, C사는일정한높은심사청구율을유지하고있

는것을알수있다.

3.2.2 다각화분석

어떤기업의다각화상황을분석하는1개의방

법으로써특허분류를이용하는것이다. 어떠한분

류에어느정도의건수를출원하고있는가에관해

서 분석함으로써어떤분야에진출하고있고그

몫의기술개발에어느정도의p o w e r가투입되어

있는가를분석하는것이가능하다.

그림3 - 5는어떤1사에관해서다각화를분석하

는방법을나타낸것이다. 국제특허분류의A에서

H의8개의s e c t i o n별로과거5년간의출원동향을

볼수있다.  

또한다각화의상황을수량적으로보는간결한

방법은분류수를계산하는것이다. 분류수가많은

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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특허비율=                                                     ×1 0 0 ( % )
특허출원건수

특허출원건수+실용신안출원건수

<그림3-1> 출원인별출원건수 추이 <그림3-2> 출원인별특허비율 추이

<그림3-3> 출원인별특허사무소 추이 <그림3-4> 출원인별심사청구율 추이 <그림3-5> 다각화분석 <그림3-6> 다각화분석(분류수의경우)
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곳은그만큼다분야, 다기술로넓어지고있는것

을 의미한다. 또한분류수가증가하고있는곳은

다각화를진행시키고있다는것을말할수가있

다.

그림3 - 6에서A사는분류수가대폭증가하고있

기때문에다각화가상당히진행하고있고B사는

분류수가감소하고있기때문에m a k e r로부터멀

어져서비스업등에전향하고있을가능성을추측

할수있다.

3.2.3 기술개발진도분석

기술개발의진행정도나진행상황을파악하기

위한분석이다. 한가지간단한방법은기술의정

량적인견해이다. 그것은어떤기술t h e m e에관해

서 어느정도특허출원을할 수 있는가하는추이

를보는것이다.

또한발명자수의추이를보는것에따라서도어

느정도추측을할수 있다. 이때문에기술분야를

분류로바꿔놓고기술자수를발명자수로, 기업을

출원인으로간주한다. 어떤분류에관해서그분

류내의발명자수의추이, 출원인수의추이를보는

것이다. 이경우단지매년건수를p l o t하는것은

아니고누적건수를고르는편이낫다.

그림3 - 7는 분류를지정하여출원건수,

발명자수, 출원인수의추이를본 것이다.

이것에의하면출원인은5년 전부터전혀

증가하지않고있고발명자는5년 전부터

약간증가하고있고출원건수는4년 전이

p e a k이고분류수는3년 전부터증가하기

시작한것을알수있다.

3.2.4 Group분석

D a t a를 몇 개의 g r o u p으로 나눠 그

g r o u p단위로특허정보를분석하는것이

g r o u p (군)분석이다. 예를들면아래표기된바와

같은g r o u p이있다.

•한국기업과외국기업

•한국의민간기업과한국의정부출연연구기관

•몇개의기업g r o u p단위

•몇개의project team단위

•몇개의k e y w o r d군단위와몇개의분류군단위

•민간기업과정부

•한국의개인과외국의개인, 한국의기업과

외국의기업

•대기업과중소기업과영세기업

이 경우의g r o u p분류는같은것(유사한것)을

하나로묶는방법과상반하는것을대비하는방법

이있다.

「2산(山)분석」이라는말이있다. 이것은g r o u p

분석의대표적인것으로국내기업과외국기업의

2 g r o u p으로나눠출원건수의추이를보는것이

다.

그림3 - 8은 2산분석의예이다. 지금부터3 0년

이상전, 한국의기술이해외로부터기술도입에

의존하고있을때한국의특허출원과외국의특허

출원사이에는외국에서의출원이p e a k가 되기

조금전 쯤에한국의출원이시작되었다. 외국에

서의출원건수보다도한국의출원건수가훨씬많

다. 또한p e a k에달하기까지의시간이길다고하

는 특징이있어이 특징을이용하여기술도입의

상황, 도입기술의생활주기를추측하는것이가능

했다. 

3.2.5 Ranking분석

R a n k i n g분석은 건수순위분석이다. 건수를

c o u n t하여그것들을차례로많은순서대로제1

위, 제2위, 제3위,····로나열한것이다.

R a n k i n g의종류는아래표기된것이있다.

(1) 분류ranking 

(2) 출원인ranking 

(3) 발명자ranking 

R a n k i n g분석의 결과는 일반적으로막대

g r a p h로표시된다. 상위1 0사, 상위2 0사등에

한정하여표시되는경우가많다. 이에따라서

•기술개발이우위인기업은어디일까?

• 어떤분야의기술개발이진행되고있을

까?

•각m a k e r는어떤분야의기술개발에주

력하고있는가?

• 각분야에서어느기업이기술개발에주

력하고있는가?

•각기업의유력발명자는누구일까?

등을비교하여판단할수가있다.

3.2.6 New entry분석

New entry란「신규에보태지다」라는의미이

다. 예를들면new entry분류라고하면출원인이

나 발명자를1명으로한정하여특허정보를시계

열적으로파악한경우에어떤시점에서그이전에

존재하지않고그시점에서처음으로나타난분류

를말한다.

어떤특정분야로한정하여출원인의new entry

를파악함에따라신규참여기업(특히잠재참여기

업)을선별할수있다.

또한 출원인으로분류를한정하여발명자의

new entry를분석함으로써1기업내의기술자의

움직임, 개발에대한연구를어느정도파악하는

것이가능하다.

논단 특허기술 분석방법 및 해석기법
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<그림3-7> 기술개발진도분석
<그림3-8> 2산분석

N o 제품주분류 New Entry 비 고

1 H04N5/34, H01J3/00 H04N7/00, H01J5/00 T V의P I P기능

2 H01F5/08, C22C1/00 C 0 4 B 3 5 / 0 0 고온초전도물질

3 • • •

4 • • •

<표3-3> New Entry분석기재 例
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할수있다.
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위한분석이다. 한가지간단한방법은기술의정

량적인견해이다. 그것은어떤기술t h e m e에관해

서 어느정도특허출원을할 수 있는가하는추이

를보는것이다.

또한발명자수의추이를보는것에따라서도어

느정도추측을할수 있다. 이때문에기술분야를

분류로바꿔놓고기술자수를발명자수로, 기업을

출원인으로간주한다. 어떤분류에관해서그분

류내의발명자수의추이, 출원인수의추이를보는

것이다. 이경우단지매년건수를p l o t하는것은

아니고누적건수를고르는편이낫다.
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발명자수, 출원인수의추이를본 것이다.

이것에의하면출원인은5년 전부터전혀

증가하지않고있고발명자는5년 전부터

약간증가하고있고출원건수는4년 전이

p e a k이고분류수는3년 전부터증가하기

시작한것을알수있다.
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D a t a를 몇 개의 g r o u p으로 나눠 그

g r o u p단위로특허정보를분석하는것이

g r o u p (군)분석이다. 예를들면아래표기된바와

같은g r o u p이있다.

•한국기업과외국기업

•한국의민간기업과한국의정부출연연구기관
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•민간기업과정부

•한국의개인과외국의개인, 한국의기업과

외국의기업

•대기업과중소기업과영세기업

이 경우의g r o u p분류는같은것(유사한것)을

하나로묶는방법과상반하는것을대비하는방법

이있다.

「2산(山)분석」이라는말이있다. 이것은g r o u p

분석의대표적인것으로국내기업과외국기업의

2 g r o u p으로나눠출원건수의추이를보는것이

다.
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이상전, 한국의기술이해외로부터기술도입에

의존하고있을때한국의특허출원과외국의특허

출원사이에는외국에서의출원이p e a k가 되기

조금전 쯤에한국의출원이시작되었다. 외국에

서의출원건수보다도한국의출원건수가훨씬많

다. 또한p e a k에달하기까지의시간이길다고하

는 특징이있어이 특징을이용하여기술도입의

상황, 도입기술의생활주기를추측하는것이가능

했다. 

3.2.5 Ranking분석

R a n k i n g분석은 건수순위분석이다. 건수를

c o u n t하여그것들을차례로많은순서대로제1

위, 제2위, 제3위,····로나열한것이다.

R a n k i n g의종류는아래표기된것이있다.

(1) 분류ranking 

(2) 출원인ranking 

(3) 발명자ranking 

R a n k i n g분석의 결과는 일반적으로막대

g r a p h로표시된다. 상위1 0사, 상위2 0사등에

한정하여표시되는경우가많다. 이에따라서

•기술개발이우위인기업은어디일까?

• 어떤분야의기술개발이진행되고있을

까?

•각m a k e r는어떤분야의기술개발에주

력하고있는가?

• 각분야에서어느기업이기술개발에주

력하고있는가?

•각기업의유력발명자는누구일까?

등을비교하여판단할수가있다.

3.2.6 New entry분석

New entry란「신규에보태지다」라는의미이

다. 예를들면new entry분류라고하면출원인이

나 발명자를1명으로한정하여특허정보를시계

열적으로파악한경우에어떤시점에서그이전에

존재하지않고그시점에서처음으로나타난분류

를말한다.

어떤특정분야로한정하여출원인의new entry

를파악함에따라신규참여기업(특히잠재참여기

업)을선별할수있다.

또한 출원인으로분류를한정하여발명자의

new entry를분석함으로써1기업내의기술자의

움직임, 개발에대한연구를어느정도파악하는

것이가능하다.
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<그림3-8> 2산분석
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